Fotografický dizajn – Plenér 2020/2021 od 7.9. do 11.9.
Účastníci: I.F, II.F, III.F, IV.F + odborní pedagógovia
Pondelok  7.9.2020 – Fotomaratón

· Kreatívna súťaž všetkých ročníkov odboru – školská verzia existujúceho podujatia organizovaného pre verejnosť v rôznych mestách Slovenska – vysvetlenie podstaty súťaže a jej pravidlá, zverejnenie zadaní, kreatívna časť, konzultácie s pedagógmi, odovzdávanie digitálnych fotografií
· Povinne si priniesť fotografické zariadenie (ideálne fotoaparát (vyššie ročníky), akceptuje sa aj mobil), je nutné si zabezpečiť možnosť stiahnutia fotografií na mieste
· Stretnutie:  Hodžovo námestie o 9.00 hod.
Utorok 8.9. 2020 – Bratislavský hrad

· Návšteva výstavy N89 – Cesta k slobode s lektorom
· Vyhodnotenie súťaže Fotomaratón
· Stretnutie:  Hodžovo námestie o 9.00 hod.
Streda 9.9. 2020 – Basefactory + GMB Mirbachov palác
· II.F + III.F – exkurzia do profesionálneho fotoateliéru Base factory + workshop Ateliérová portrétna fotografia v praxi pod vedením Jakuba Čajka
· I.F + IV.F – GMB Mirbachov palác – interaktívny program Pamäť a zabúdanie k výstave fotografky Olji Triaška Stefanović - Bratstvo a jednota. Prosíme obliecť sa tak, aby mohla byť časť programu v exteriéri.
· Stretnutie:  Hviezdoslavovo námestie o 9.00 hod.
Štvrtok 10.9. 2020 – Danubiana

· Návšteva výstavy Karola Kállaya

· I.F + II.F – kreatívna úloha v exteriéri  – vytvoriť kompozíciu, odfotiť (stačí mobil s fotoaparátom), nakresliť 
· III.F a IV.F – kreatívna úloha v exteriéri  - videoart na jeden záber v danom prostredí
· Stretnutie:  Pod Novým mostom o 9.00 hod.

Štvrtok 11.9. 2020 – Nová Cvernovka – exkurzia do ateliérov výtvarníkov
· Ateliér Borisa Németha

· Ateliér Kristiána Németha

· Ateliér Radka Drangu
· Stretnutie:  Račianske mýto o 9.00 hod.
Všeobecné info:

· Vstupné hradí škola + poskytuje pomôcky (skicáre, ceruzky, gumy), na exteriérové aktivity sa primerane obliecť (podľa aktuálnej predpovede počasia)

· Pribaliť si malý proviant (nealko drink + snack), vlastné rúško a dezinfekciu 
· Neúčasť sa zapisuje ako absencia a musí byť ospravedlnená
